专利申请技术交底书
	发明名称
	 

	所属技术领域
（写明要求保护的技术方案所属的技术领域，应当是所属或直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相临的技术领域，也不是发明或者实用新型的本身。）
	 

	背景技术

（此页不够可使用附页）

背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。此外，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。
	 

	此项专利申请所要解决的技术问题

（针对现有技术中存在的缺陷和不足，用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明或者实用新型要解决的技术问题，也可以进一步说明其效果，但是描述语言不得采用广告式的宣传用语）
	主要添此处```

	此项专利申请的技术方案简介
	 

	此项专利申请与以往技术相比的有益效果
	主要添此处```

	附图的简要说明

（如果有，或者此栏不够，请用附页）
	如果有图的电子档最好是CAD、Pro－E档，请提供，以节省时间

















